Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ

~ Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

| Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Data da Prova: 25/07/2021

Hora prevista para abertura dos acessos aos locais de prova: 13 horas
Hora prevista para inicio da prova: 14 horas

Hora prevista para término da prova: 18 horas

Duracéo prevista da prova: 4 horas

1. Em fungao da atual situagdo de pandemia Coronavirus Disease 19 (COVID-19), os candidatos deverao comparecer utilizando mascara de protegéo facial, a
ser utilizada, no minimo, durante todo o tempo de permanéncia no local de prova, sendo vedada a sua retirada, exceto em momentos para beber agua.

2. Os candidatos deverao acompanhar a publicacdo na pagina do concurso de edital especifico, que sera feita até o dia 20/07/2021, com os protocolos e
procedimentos de biosseguranga a serem estritamente cumpridos por ambas as partes, Candidatos e UFRJ.

3. Os candidatos deverao comparecer munidos de caneta esferografica, de corpo transparente, de tinta indelével preta ou azul.

4. Os candidatos deverao observar o item 10 do Edital UFRJ 255/2019, disponivel na pagina eletrénica do concurso, sem prejuizo da observagéo da sua
integralidade, e, em especial:

4.1. Apresentar documento oficial e original de identidade, contendo fotografia e assinatura (subitem 10.2 do Edital).
4.2. Sera exigida a apresentag¢ao do documento original, ndo sendo aceitas fotocopias, ainda que autenticadas. (subitem 10.2 do Edital).

4.3. Os documentos deverao estar em perfeitas condi¢des, de forma a permitir, com clareza, a identificagdo do candidato e de sua assinatura. (subitem
10.2.2 do Edital).

4.4. Os candidatos que nao apresentarem documento oficial de identidade nao realizardo qualquer das provas. (subitem 10.2.3 do Edital).
5. E vedado aos candidatos prestarem as provas fora do local, data e horario predeterminados pela organizagdo do Concurso Publico. (subitem 10.4 do Edital).

6. Nao sera permitido aos candidatos entrarem no local de realizagao das provas apds o horario previsto para o fechamento dos portdes. (subitem 10.5 do
Edital).

7. Os candidatos deverao guardar, antes do inicio da prova, em embalagem porta-objetos fornecida pelo fiscal, telefone celular e quaisquer outros
equipamentos eletrénicos desligados, sob pena de eliminagdo do Concurso Publico.

8. Em caso de discordancia de informagbes os candidatos deverdo entrar em contato com a Central de Atendimento da PR4, via e-mail oficial do concurso
publico: tecnicoadministrativo@concursos.pr4.ufrj.br.
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" PROVA OBJETIVA — ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Opcao de Vaga: A-120 - Técnico em Herbario - Geral - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
PCD |Negro

ADELMA MARTINS ALVES 031#*+79 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
AKIHIKO MANABE 074***++81 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ALICE SUTANA RODRIGUES 084+**++95 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ALICE TEODORIO LIXA 052+**++61 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ALINE DE FIGUEIREDO LEITE 098 ****14 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
AMANDA ELLEN VIEIRA DOS SANTOS 163*+++97 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ANA CLAUDIA DOS SANTOS BARBOSA 069+**+++88 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ANDREIA DONZA REZENDE MOREIRA 077++*+g5 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ANDRE LIRA DA SILVA 154=+++01 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ANNE KARENINE GUIMARAES NASCIMENTO 137%++17 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ANTONIO CARMO FERREIRA 158*+++63 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ARON BARBOSA DE OLIVEIRA 157+ | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
ARTHUR RODRIGUES LOURENGO 141%+460 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
BEATRIZ MENDES DE SOUZA 143%++406 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 331
BRUNA DOS SANTOS SOARES DE PAIVA 142+++450 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
BRUNO LEONARDO SILVA DE LIMA 054+**++33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
BRUNO XAVIER RODRIGUES 116**+++09 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CAMILA DE OLIVEIRA 13660 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CAMILA NARDY DELGADO 074+**+=59 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CARINA DOS SANTOS OLIVEIRA LOPES 116**++61 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CARLOS EDUARDO DA SILVA VIEIRA 086*****10 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
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CAROLINA FERREIRA MATTOS 127%++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CAROLINE RODRIGUES DOS SANTOS BRIGIDO 009***+++89 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CECILIA MOREIRA CRUZ DA SILVA 145++++29 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CHARLE COSTA DOS SANTOS 046***81 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CLARA GUERREIRO MEIRA DE OLIVEIRA 155%+++g0 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CRISTIANE RAMOS ANTONIO 07577 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CRISTIANE RAMOS SANTOS 115***%547 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
CRISTIANO LIRA DA SILVA 130**+04 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
ém“EﬁFL{ EONZAGA DA CUNHA TEODORIO DE 140%+++g2 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
DANIEL SARDINHA CASTRO 145%+++4 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
DAVI NEPOMUCENO DA SILVA MACHADO 141%+431 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
DAVIDSON FERREIRA DOS SANTOS 0924**++74 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
DEBORAH REGINA SALIM 390450 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
DIEGO TONE TELLES 121270 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
DINARA GRASIELA ALVES 037411 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
DIOGO DOS SANTOS SANT ANNA 121581 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
DIOGO SENA BAIERO 38330 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
DOMYNIQUE DA SILVA SANTOS 160***+66 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
DUANNY DANTAS DA SILVA 12738 | N S | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
DEBORA DOS SANTOS CARVALHO 970***+*49 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 333
EDILEISA BEZERRA CAVALCANTE DE SOUZA 074%**++18 | S N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
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ELISA ARAUJO PENNA CARIS 070***+*16 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
ELIZA CHRISTINA DO NASCIMENTO MELO 139*+++33 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
ELTON PEREIRA RODRIGUES FIGUEIRA 112%%+405 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
EWERTON RODRIGUES AZEVEDO DE LIRA 140***43 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FABIO BATISTA DE MESQUITA 012432 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FERNANDA FELIPE DE NEGREIROS ALMEIDA 085+***+25 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FERNANDA LEITAO DOS SANTOS 097+**++:38 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FERNANDA MOREIRA DO AMARAL 125524 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FERNANDA NEVES SIVIERO 053**++08 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FERNANDA STEFANY NUNES COSTA 137++++78 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FERNANDO PEREZ URIBBE 124**++%40 | N N | UFRJ - Campus Ilha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FILIPE GOMES CARDOSO MACHADO DA COSTA 133*+400 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FRANCINE NASCIMENTO DE OLIVEIRA 1754***54 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
FATIMA CRISTINA PEREIRA PEREZ VICTORINO 018+**++83 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
GEORGE AZEVEDO DE QUEIROZ 126***7 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
GIRLAINE PEREIRA OLIVEIRA 113257 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 335
GUSTAVO MELO AZEREDO 134***x5546 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
IAGO AUGUSTO DE CASTRO ARRUDA 091%**++:41 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
IAN NARDI 40870 | N N | UFRJ - Campus Ilha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
IGHOR MENDES ECCARD 110%*+04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
ISABELLA CAROLINA GUIMARAES MARINS 14421 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
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ISIS DE MELLO ROLLIM 153*++460 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JACIARA LANA COSTA 104*+++62 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JANAINA CASTRO DOS SANTOS 102+++++55 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JAQUELINE SOUZA DIAS 109****+%21 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JORGE EDUARDO DOMINGOS DE OLIVEIRA 099+**+++43 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JOAO MARCELO PAIS DE REZENDE 157547 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JOAO PEDRO DA SILVA RIBEIRO 166*+++g5 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JULIANA DE SOUZA RANGEL 180**+47 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JULIANA GUIMARAES DE ARAUJO 167+*+++g0 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
JULIANA MOREIRA DE JESUS 124*+++37 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
JYAN LUCA CARDOSO ARAUJO 155%+++32 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
JESSICA MORAIS CUNHA FERES 094++*++:44 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
JULIA LOURENGO DE VASCONCELLOS 170"++30 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 339
KAMILA JESUS DE SOUZA 149%+++06 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
KARINA DE ALBUQUERQUE ROCHA 124***%%546 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
KARLA CRISTINA GARCIA DOS REIS 096******16 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LEANDRO LOURENCO DUMAS 098***+++85 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LEILA CRISTINA VIEIRA DOS SANTOS 034+**++66 | N S |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LETICIA MARIA ALVES RAMOS 11744 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LILIAN PRADO GOMES DA ROSA 104*+++38 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LIS SOARES PEREIRA 093***+04 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
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LUCAS ESPINDOLA FLORENCIO DA SILVA 152%++462 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LUCAS TOSTES VALU DOS SANTOS 123*++406 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LUCIENE DA SILVA NASCIMENTO 123*+454 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LUIZ FERNANDO DA CONCEICAO GOMES CARDOSO | 142++++95 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
LIVIA GRAZIELE BATISTA PIRES 156*+++67 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
MANUELA LUIZA DE ANDRADE CAMISAQ 046******14 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
MARCELA CLAUDIA PAGANO 012414 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
MARCELLA GOMES DA COSTA 161*+++58 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
MARCELLE DA SILVA SANT ANNA 101*+++30 | N N |UFRJ - Campus lha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco A - 3° Andar 341
MARCELO DIAS MACHADO VIANNA FILHO 091¥*+70 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARCELO FRAGA CASTILHORI 05222 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARCO ANTONIO PALOMARES ACCARDO FILHO 082+**+++89 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARIA FERNANDA RIBEIRO DIAS 112%+++65 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARIA TEREZA RODRIGUES COSTA 107*++09 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARIANA ALVES FAITANIN 126*++26 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARIANA DA SILVA SARDINHA 15247 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARIANA HENRIQUES SANTANA 161%=+07 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARIANGELA RODRIGUES GONCALVES 099***++56 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARINA MUNIZ MOREIRA 1120%+%541 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MARINA PRAXEDES CAMPOS 161**++36 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - NCE - Instituto Tércio Pacitti - Endereco Call Center
MARINA SERRA MURTA MAIA 62220 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
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MATHEUS SANTOS AYRES DA SILVA 117%%%48 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MAYARA VIDAL DOS SANTOS 1474449 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MEL DE CASTRO CAMELO 029+*+++82 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MONIQUE BRITTO DE GOES 088*****10 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MONIQUE DE OLIVEIRA FONTES 080*****+86 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
MONIRA BRUNO BICALHO 138*+++40 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
NADJARA DE MEDEIROS CORREA 136**++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 205-B
NAIARA DA SILVA PEREIRA 183***+%33 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
NATALIA DE MATTOS NERY RIBEIRO 122%+++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
NICOLE CRISTINA FERNANDES DA COSTA 148*+++18 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
ODILA LOURENGO 361419 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
PABLO VIEIRA GUEDES 160***+56 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
PAULA MASAMI SANO MANABE 2514+++93 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
PAULO ROBERTO PAREDES OLIMPIO 098******12 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
PEDRO HENRIQUE DE LIMA MAIA 139*=++05 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
RAISSA CORREA DE ANDRADE 111%+++39 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
RAPHAEL SAINATO BASTOS 10205 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
REGINA CELIS LOPES AFFONSO 962+***+91 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
RENAN GRANADO CHAVES 148*+++04 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
RENAN GUSTAVO CARVALHO PEREIRA 071%*+67 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
RODOLPHO AFONSO COELHO 116*+++62 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A




Universidade Federal do Rio de Janeiro - UFRJ
- Pré-Reitoria de Pessoal - PR4

- Edital n° 255/2019 — Concurso Publico para provimento de vagas de cargos Técnico-Administrativos
<" PROVA OBJETIVA - ALOCAGAO DOS CANDIDATOS

Opgao de Vaga: A-120 - Técnico em Herbario - Geral - 40h

Candidato CPF Cota | Cota Local de Prova Sala
] PCD |Negro

ROSANGELA MARIA BARBOSA 08401 | N N |UFRJ - Campus llha do Fund&o - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SABRINA QUEIROZ DE FARIAS 123*+13 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SAMARA NACKMA FERREIRA DA SILVA 104*+++02 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SARAH DOMINGUES FRICKS RICARDO 140%*++54 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SHEILA YARA VIEIRA DOS SANTOS 076***73 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SIMONE CARTAXO PINTO 042+*+++64 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SOLANGE REGINA DE SOUZA 104*+++1g8 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 207-A
SUARA SOUZA ALMEIDA JACQUES 109***++66 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
TAINA EMILLY DE ARAUJO 149521 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
TAMARA DE ANDRADE FERREIRA VIEIRA 138***+500 | N N | UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
THAINA LARISSA BATISTA DO NASCIMENTO 156*+++40 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
THALES ORNELLAS CORREA DE OLIVEIRA 118*+++07 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
THIAGO SAMPAIO DE SOUZA 124%+++00 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
VANESSA ARAUJO MARINHO 11010 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
VANESSA BARBOZA DOS SANTOS 12723 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
VANESSA LINO DE LIMA 148*+++93 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
VERA LUCIA DE OLIVEIRA 01626 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
VITOR RAFAEL CUSTODIO DA SILVA MATTOS 15001 | N N |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
WALACE BARBOSA DA SILVA 147407 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
WALLACE CARLOS SANTOS GOULART 162++++07 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A
WEVERSON CAVALCANTE CARDOSO 132%%+4 | N S |UFRJ - Campus llha do Fundéo - Centro de Tecnologia - Bloco C - 2° Andar 218-A




